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i. Placuta scurtcircuitoare L
Catre cabina SPC
Catre SPC D Nota: —‘E‘Iectrozii de Cu/CuSOfr se vor pozititiona la circa 1 m de marginea rezervorului (4 buc)
si in centrul rezervorului (1 buc).
ELECTROD DE REFERINTA PERMANENT DE CU/CUSO4 — Electrozii de Cu/CuSO4 se vor monta la distante egale si cat mai departe de anodul flexibil AFLX 1500.
— Conexiunea cablului la fundul rezervorului se va realiza la circa 500 mm fata de interiorul fundatiei.
23Q — Trecerea cablurilor de cupru prin fundatia rezervorului se va realiza in tuburi de protectie de PVC.
/2 — Tubul PVC (4) se va monta la o adancime de 300 mm fata de fundul rezervorului.
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